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Urzadzenie do otrzymywania spirytusu rektyfikowanego

Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie sktadajace sie¢ z trzech kolumn do procesu ciagtej rektyfikacji
spirytusu.

Znane s3 urzadzenia do procesu ciggtego otrzymywania spirytusu rektyfikowanego sktadajace sie¢ z.2-ch
kolumn tj. kolumny epiuracyjnej i rektyfikacyjnej lub 3-ch kolumn jak np. w opisie do $wiadectwa autorskiego
ZSRR nr 442.206, w ktérym przedstawiono urzadzenie sktadajace sie z kolumny epiuracyjnej, rektyfikacyjnej
i uzupetniajacej. . '

Zadaniem kolumny epiuracyjnej, do ktérej doprowadza sie rozciericzong suréwke (spirytus surowy rozcier-
czony), jest uwolnienie suréwki od przedgonéw. Mieszanka pozbawiona przedgonéw (epiurat) zasila kolumne
rektyfiakacyjng i zostaje tam rozdzielona na rektyfikat iniépasteryzat w ptynie oraz tzw. frakcje fuzlowa, tj.
propyle i fuzle w fazie parowej, jak réwniez wode odwarowq odbierang z dotu kolumny. W urzadzeniu tréjko-

lumnowym, zadaniem trzeciej kolumny uzupetniajacej jest oczyszczenie (rozdzielenie) spirytusu z niewielkich

jeszcze ilosci metanolu. - .

Stosowane dotychczas w procesie ciggtym rektyfikacji spirytusu dwukolumnowe i tréjkolumnowe aparaty
charakteryzuja sie duzymi gabarytami i duzym cigezarem. Pomieszczenia, w ktorych pracuja takie aparaty musza
posiadaé odpowiednia wysoko$é (nie mniej niz 25-30 m) oraz odpowiednio wzmocniong konstrukcje nosna.

Kolumny urzadzen do ciagtej rektyfikacji spirytusu posiadajg r6zne wypetnienie. Jako wypetnienie stosuje
sie do$¢é czesto pdtki kotpakowe o stosunkowo matej sprawnosci, dosé zawodne w dziataniu i drogie w wyko-
nawstwie. Wypetnienie kolumn moga réwniez stanowi¢ drobne elementy o duzej powierzchni czynnej, jak np.:
pierécienie ceramiczne, pierscienie stalowe, kawatki koksu. '

Dziatanie kolumny tak wypetnionej jest zalezne od wielkosci powierzchni wypetnienia. Najczesciej ko-
lumny tak wypetnione dostosowane sa do pracy okresowej. Niepozadanym zjawiskiem w pracy kolumny z wy-
petnieniem luznym jest tzw. zachtystywanie sie kolumny polegajagce na porywaniu cieczy przez pare w goére
kolumny. Zjawisko to zalezne od predkosci pary jest réwniez zalezne od ogdlnej powierzchni wypetnienia.

Zalezno$¢ ta uktada sie w ten sposéb, ze im wieksza jest ogélna powierzchnia wypetniacza kolumny, tym .

mniejsza mozliwo$¢ wystepowania niepozadanego zjawiska i dlatego rodzaj wypetniacza luZnego stosowanego
w kolumnie jest bardzo waznym czynnikiem.
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Problemem, ktéry nalezatoby rozwiazaé, jest konstrukcja takiego urzadzenia, ktére nie posiadatoby nie-
dogodnosci i wad wspomnianych urzadzer, jak: mato wydajne potki, duze gabaryty, duzy ciezar oraz zwigzana
z tym konieczno$¢ budowy wysokich pomieszczen o bardzo mocnej konstrukcji no$ne;j.

Problem ten zostat odpowiednio rozwigzany w urzadzeniu wedtug wynalazku. Istota wynalazku jest zasto-
sowanie do ciagfego procesu wytwarzania spirytusu rektyfikowanego trzech kolumn o odpowiednim wype'mienib
eliminujacym catkowicie lub czesciowo pétki.

Kolumna | catkowicie wypetniona jest pierscieniami oduzej pownerzchnl czynnej i spetnia role kolumny -
epiuracyjnej. Kolumna Il rektyfikacyjna posiada pétki tylko w dolnej czesci w strefie koncentrakcji frakcji
fuzlowéj. Pozostata czes¢ wypetniona jest pierscieniami o duzej powierzchni czynnej. Kolumna |11 uzupetniajgca
ma p6tki tylko w gérnej czesci w strefie odbioru rektyfikatu, pozostata cze$¢ kolumny wypetniajg pierscienie
o duzej powierzchni czynnej.

Takie rozwigzanie techniczne konstrukcji kolumn pozwolito na znaczng eliminacje wspomnianych niedo-
godnosci, awzajemne technologiczne wspétdziatanie kolumn oraz ich wypetnienie pierscieniami o duzej po-
wierzchni czynnej i odpowiednie wzajemne potaczenie ruruciagami w znacznym stopniu poprawito parametry
' otrzymywanego produktu. _

Urzadzenie wedtug wynalazku charakteryzuje si¢ réwniez znacznym zmniejszeniem zuzycia pary i wody
w stosunku do znanych rozwigzan, a zmniejszenie wagi i wysokosci kolumn pozwala na budowe odpowiednio
mniejszych budynkéw rektyfikacji i zmniejszenie cigezaru konstrukcji nosnej. Przedmiot wynalazku przedstawio-
‘ny jest w przyktadzie wykonania na rysunku schematycznym.

Kolumna epiuracyjna K| z wypetnieniem luznym, zaopatrzona w deflegmatory 1 i 2 oraz w kondensator 3,
posiadajacy kréciec Pg do odprowadzania przedgonéw. Kolumna Kl potaczona jest ze zbiornikiem naporowym

_suréwki 4 rurociagiem S oraz z kolumng K|l za posrednictwem rurociagu odchodzacego z dolnej czesci kolum-
ny KI. Kolumna rektyfikacyjna K|l o wypetnieniu mieszanym, sktadajacym sie z pétek i wypetniacza luZnego
potaczona jest z kolumna uzupetniajaca KIlI rurociagiem E odchodzacym ze szczytu kolumny i dochodzacym do
srodkowej czesci kolumny uzupetniajacej KIll ponizej jej pétek, oraz posiada rurociagi: rurociag P do odprowa-
'dzania propyli, rurociag F do odprowadzania fuzli i rurociag Wo do odprowadzania wody odwarowej. Kolumna
uzupetniajaca Kl | o wypetnieniu mieszanym (wypetniacz luzny i pétki) posiada dwa deflegmatory 5 i 6 oraz
kondensator 7 z kréécem Np do odprowadzania niepasteryzatu.

Kolumna ta posiada rurociag 9, odchodzacy z dolnej jej czeéci i odchodzacy do kolumny rektyfikacji Kil
w gornej jej czesci powyzej pétek, oraz rurociagg R do odprowadzania rektyfikatu. Zaréwno kolumna rektyfika-
cyina Klil jak i kolumna uzupetniajaca Kill, maja wypetnienie mieszane. R6znig sie jednak tym, ze kolumna
rektyfikacyjna Kl| posiada potki w dolnej czesci, a wypetniacz luzny w gérnej, natomiast kolumnauzupolniajq—
ca KH1 ma p6tki w swej gérnej czesci, a wypetniacz luzny w dolnej.

Sposéb dziatania urzadzenia wedtug wynalazku jest nastepujacy: spirytus surowy (surdwka) ze zbiornika
naporowego 4 poprzez podgrzewacz wprowadzany jest do kolumny epiuracyjnej KI. W czesci wzmacniajacej tej
kolumny ulegajg koncentracji zwiazki bardziej lotne. Opary ze szczytu kolumny dostajg sie do deflegmatoréw 2
i 3, gdzie po czesciowym skropleniu zawracane sa jako orosienie na szczyt kolumny epiuracyjnej KI. W kondensa-
torze 3 zostajq skroplone zwiazki o charakterze przedgonowym, ktére przez kréciec Pg mogg byé odbierane.
Ciecz wyczerpana, z dolnej czesci kolumny epiuracyjnej K| z jej kociotka, podawana jest na gérna pétke zasila-
nia kolumny rektyfikacyjnej KlI rurociggiem 8. Ciecz ta ulega w kolumnie rozdestylowaniu na frakcje fuzlowa,
frakcje propanolowo-butanolows i ciecz wyczerpang (wode wywarowa). Opary ze szczytu kolumny rektyfikacyj-
nej KI1 s odprowadzane rurociagiem E i zasilaja kolumng uzupetniajgca Klll. Opary z kolumny uzupetniajgcej
KH! zostaja czeéciowo skroplone w deflegmatorach 5 i 6 i jako orosienie zawracane sq na szczyt kolumny, nato-
miast opary skroplone w kondensatorze 7 poprzez kréciec Np odbierane s jako frakcja niepasteryzatu. Z czesci
potkowej kolumny uzupetniajacej Klill, poprzez rurocigg R, odbierany jest w postaci cieczy rektyfikat. Ciecz
wyczerpana z dolnej czesci kolumny uzupetniajacej Klll, poprzez rurociag 9 zasila kolumne rektyfikacyjng KII.
Urzadzenie wed tug wynalazku charakteryzuje si¢ zwiekszeniem wydajnosci i czystoéci otrzymywanego rektyfika-
tu przy réwnoczesnym zmniejszeniu zuzycia pary oraz wody chtodzacej.

Urzadzenie wedtug wynalazku moZe mieé zastosowanie réwniez poza przemystem spirytusowym do rekty-
fikacji podobnych mediéw np. w przemys$le chemicznym.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie do otrzymywania spirytusu rektyfikowanego w procesie ciagtej rektyfikacji sktadajace sie z
trzech kolumn, znamienne tym, Zze posiada kolumne rektyfikacyjng (KIl) i kolumne uzupetniajacg
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(KIll) owypetnieniu mieszanym sktadajacym si¢ z wypetniacza luZznego, korzystnie z pierscieni metalowych
o duzej powierzchni czynnej oraz pétek i kolumne epiuracyjng (KI) z wypetnieniem luznym.

2. Urzadzenie wedfug zastrz. 1, znamienne tym, 2ze kolumna rektyfikacyjna (KIl) w strefie kon-
centracji fuzli ma p6tki i powyzej tej strefy wypetniacz luzny a kolumna uzupetniajgca (KI11) ma potkiw strefie
odbioru spirytusu rektyfikowanego i ponizej tej strefy wypetniacz luzny,

3. Urzadzenie wedtug zastrz. 1, znamienne tym, ze kolumna rektyfikacyjna (KIl) ma rurociag (E)
odchodzacy od szczytu kolumny i dochodzacy do kolumny uzupetniajacej (KI11) ponizej jej potek, a kolumna
uzupetniajaca (KII1) ma rurociag (9) odchodzacy z jej dolnej czeéci i dochodzacy do kolumny rektyfikacyjnej
(KIl) powyzej jej pétek.
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